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Мотивация 

  Интерес к исследованиям гидрофильных/гидрофобных свойств поверхности связан с широким практическим 

применением самоочищающихся покрытий, действие которых основано на эффекте фотоиндуцированной 

супергидрофильности. Для того чтобы  понять, какие именно носители зарядов играют ключевую роль в  этом процессе, 

в данной работе были созданы гетероструктуры, в которых эффективно происходит разделение зарядов за счет 

различного энергетического расположения запрещенных зон компонентов структуры (рис. 1). 
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Рис. 1. Энергетическая схема расположения запрещенных зон 

некоторых полупроводников 

. 
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Результаты 

Таблица 1. Углы смачивания воды на поверхности 

гетероструктурных покрытий ZnO/TiO2, CdS/TiO2, 

WO3/TiO2 

Выводы 
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Измеряем углы смачивания на поверхности исследуемых 

гетероструктурных покрытий после прогрева при 500°С, 

после вымачивания в воде pH=5,5, а также после облучения 

видимым светом и ультрафиолетом (Таблица 1). 

• Поверхность всех исследуемых гетерогенных 

покрытий  перешла в супергидрофильное 

состояние после облучения ультрафиолетом. 

• Тонкие плёнки CdS/TiO2 и WO3/TiO2 

продемонстрировали уменьшение 

гидрофильности поверхности при облучении 

видимым светом в течение 15 минут, в то время как  

пленки  ZnO/TiO2 не изменили свое состояние. 

• На данном этапе исследования нельзя сказать о 

том, какие носители заряда играют ключевую роль 

в процессе фотоиндуцированной гидрофильности.  

Но в связи с тем, что  гетерогенные покрытия 

ведут себя по-разному после вымачивания в воде и  

после облучения видимым светом, дальнейшие 

измерения могут ответить на этот вопрос. 
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